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Silencio’ pidió el ser humano

y no supe qué darle

más que

el espacio entre sí

y el

tronar de las montañas

bramar de las olas

silbar del viento

arrullo de los ríos

golpeteo de la lluvia

zumbido del aire pleno

siseo de las enredaderas

bisbisear de las hojas

trisar de las golondrinas

estridular de las cigarras

ladrido de los perros

croar de las ranas

ondisonar de su respiración

latido de su propio corazón.

Bajo la copa de los árboles encuentro el descanso

ausente en la muda sombra de concreto sobre asfalto.

Bajo la copa de los árboles encuentro el descanso

de caer en los copiosos brazos de la desapresurada voz del cambio.

Bajo la copa de los árboles encuentro el descanso

de que en mi oído hasta las piedras hacen su historia canto.

(Guiselle Llantén)
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MENSAJEROS DE LLUVIA I  / $55O.OOO + IVA 
Medidas: 45 x 35 x 3 cm |  Grabado laser sobre acrilico negro, tarugos de PLA.
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MENSAJEROS DE LLUVIA II  / $55O.OOO + IVA 
Medidas: 45 x 35 x 3 cm |  Grabado laser sobre acrilico negro, tarugos de PLA.
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MENSAJEROS DE LLUVIA III  / $55O.OOO + IVA 
Medidas: 45 x 35 x 3 cm |  Grabado laser sobre acrilico negro, tarugos de PLA.
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MENSAJEROS DE LLUVIA IV  / $55O.OOO + IVA 
Medidas: 45 x 35 x 3 cm |  Grabado laser sobre acrilico negro, tarugos de PLA.
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MENSAJEROS DE LLUVIA V  / $55O.OOO + IVA 
Medidas: 45 x 35 x 3 cm |  Grabado laser sobre acrilico negro, tarugos de PLA.
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MENSAJEROS DE LLUVIA VI  / $55O.OOO + IVA 
Medidas: 45 x 35 x 3 cm |  Grabado laser sobre acrilico negro, tarugos de PLA.
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MENSAJEROS DE LLUVIA VII / $55O.OOO + IVA 
Medidas: 45 x 35 x 3 cm |  Grabado laser sobre acrilico negro, tarugos de PLA.
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CARPETA MENSAJEROS DE LLUVIA / $6OO.OOO + IVA 
Medidas: 45 x 35 cm |  Xilografias sobre papel ahuesado 8O grs, tinta oleográfica.

Edicion de 25 copias, entregadas en carpeta de carton madera.
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SONAJERO BOSQUIFERO #1 / $2.OOO.OOO + IVA 
Medidas: 14O x 15 x 16O cm |  Madera de pino cepillada, tarugo de pino, elasticos, pino encerado, servomotores, 

ultrasonidos, impresion 3D PLA, ceramica Racú, plumas, impresion en resina fotosensible, moscas de pesca, bolsas 
plasticas, material organico musgoso.
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SONAJERO BOSQUIFERO #2 / $1.1OO.OOO + IVA 
Medidas: 88 x 98 x 16O cm |  Madera de pino cepillada, tarugo de pino, elasticos, pino encerado, servomotores, 

ultrasonidos, impresion 3D PLA, ceramica Racú, plumas, impresion en resina fotosensible, moscas de pesca, bolsas 
plasticas, material organico musgoso.
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SERIE TECNOCOIHUE A / $1OO.OOO + IVA 
Medidas: 18 x 3,5 x 3,5 cm |  Impresiones 3d en resina fotosensible, Modelado e Impresiones 3d en resina fotosensible.

Edición de 4.
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SERIE TECNOCOIHUE B / $1OO.OOO + IVA 
Medidas: 16 x 3 x 3 cm | Impresiones 3d en resina fotosensible, Modelado e Impresiones 3d en resina fotosensible. 

Edición de 4.
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SERIE TECNOCOIHUE C / $28O.OOO + IVA 
Medidas: 18 x 3,5 x 3,5 cm |  Impresiones 3d en resina fotosensible, Modelado e Impresiones 3d en resina fotosensible, 

Edición de 4.
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SERIE TECNOCOIHUE D / $1OO.OOO + IVA 
Medidas: 16 x 3 x 3 cm | Tres unidades | Impresiones 3d en resina fotosensible, Modelado e Impresiones 3d en resina 

fotosensible, Edición de 4.
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SERIE TECNOCOIHUE A+B / $18O.OOO + IVA 
Medidas: 28 x 18 x 4,5 cm | Impresiones 3d en resina fotosensible, Modelado e Impresiones 3d en resina fotosensible, 

Edición de 4.
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SERIE TECNOCOIHUE A+B+C / $28O.OOO + IVA 
Medidas: 28 x 18 x 4,5 cm | Impresiones 3d en resina fotosensible, Modelado e Impresiones 3d en resina fotosensible, 

Edición de 4.
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ATRAPARANA / $16O.OOO + IVA 
Medidas: 21 x 1 x cm | Pi



SARAI & ANTONIO

Trabajan de manera colectiva desde el año 2O19, ahondando en temáticas 
relacionadas a las artes mediales, las dinámicas de aprendizaje y lógicas co-
laborativas. Han presentado su trabajo en Chile, España y México, siendo 
Tecno-bosque la primera exposición como una coautoría.

SARAI LEÓN

Licenciada en Artes Visuales, Universidad Andrés Bello. Actualmente es 
candidata a Master en Artes Visuales y Multimedia de la Universidad 
Politécnica de Valencia.

Ha expuesto su trabajo de forma individual y colectiva, tanto en Chile como en 
España y Grecia, destacando En la medida de lo posible (Galería Bicentenario de 
Estación Mapocho, Santiago), Dadas las Circunstancias (Centro Cívico de Lo 
Barnechea, Santiago), EXPO BLOC (Taller Bloc, Santiago), WORK (Elika Gallery, 
Atenas), Posada del Corregidor, Premio Artes Visuales Talento Joven 2O14.
Fue mención honorífica en el premio arte joven de la Municipalidad de 
Santiago el 2O14. Durante los últimos años se ha desempeñado como 
especialista profesional en diseño y fabricación digital en Laboratorio de 
Modelos Digitales UNAB, y como profesora en UNAB, Campus Creativo. 
Ha realizado residencia en Workshop School of Visual Arts, Manhattan, NY 
y La Chamba (Valencia, España).

ANTONIO CASTILLO

Licenciado en artes por la Universidad Católica de Chile. Actualmente cursa 
el programa de estudios superiores en SOMA (Ciudad de México, México).

Ha expuesto su trabajo de forma individual y colectiva, tanto en Chile como 
en Argentina, Estados unidos, y México. Destacando, Otro Mundo (Galeria 
Espora. Santiago), Venceremos (Club Social de Artista, Santiago), DeMenos/ 
D- (Taller Bloc, Santiago), Of Earth Of Ourselves (Random Access Gallery. 
Nueva York) Buen Augurio (Instituto Tele arte, Santiago) y Three Powers 
(Mahara and Co, Miami). En 2O18 se adjudica la Beca Mori que le permite 
realizar una residencia anual en Taller Bloc (Santiago, Chile), el primer lugar 
en el premio arte joven de la Municipalidad de Santiago y la obtención de 
la Beca Lazo-Cordillera que le permitió realizar una residencia en Proyecto 
Urra (Tigre, Argentina). Entre el 2O22 y 2O23 realizó una residencia artística 
en Feirstein University, (Nueva York, Estados Unidos). El año 2O22 se adjudicó 
el Fondart Regional de Creación Línea Artes Mediales para la realización de 
Tecno-Bosque.



NAC es una galería de arte contemporáneo con una línea 

curatorial definida en torno a temáticas que atraviesan el arte 

y la arquitectura, así su objetivo es fortalecer la reflexión de 

ambas disciplinas por medio del trabajo de sus artistas.

Fundada en el 2O15, por Nicole Andreu, la galería es una pla-

taforma para la difusión y promoción de artistas que buscan 

desarrollar un cuerpo de trabajos de análisis profundo sobre 

temas como territorio, espacio, habitabilidad o exploraciones 

materiales.

Así, además del espacio expositivo, es una agencia de arte 

que apoya diferentes proyectos para promover el mercado 

y promover diferentes iniciativas que logren el crecimiento 

de la escena artística nacional.			

SOBRE GALERÍA NAC 

NAC is a contemporary art gallery with a curatorial line defined 

around themes that go through art and architecture, thus its objective 

is to strengthen the reflection of both disciplines through the work 

of its artists.

Founded in 2O15, by Nicole Andreu, the gallery is a platform for 

the dissemination and promotion of artists who seek to develop a 

body of deep analysis on topics such as territory, space, habitability 

or material explorations.

Therefore, in addition to the exhibition space, it is an art agency that 

supports different projects to promote the market and promote 

different initiatives that achieve the growth of the national artistic scene.

About NAC Gallery



ARTISTAS REPRESENTADOS FERIAS

Drawing Now, París, 2O16 I LimaPhoto, Lima, 2O16 ArtLima, 

Lima, 2O17  I LimaPhoto, Lima, 2O17  

ArtLima, Lima, 2O18 I Ch.Aco, Santiago, Chile, 2O18  

Pinta Miami, Miami, 2O18 I arteBa, Buenos Aires, 2O19 

ArtLima, Lima, 2O19 I Mercado de Córdoba, 2O19 

arteBa, Argentina, 2O2O I Otra Feria, Argentina, 2O2O  

PArC, Lima, 2O22 I Swab, Barcelona, 2O22 

Feria APARTE, Santiago, 2O22 I PINTA, Miami, 2O22 I PINTA 

PArC Lima 2O23 | ArtBO 2O23.

Represented artists Fairs

Diego Santa María I Cristóbal Cea I Colomba Fontaine 

Nicolás Sánchez I Marcos Sánchez I Alejandro Urrutia

Raisa Bosich I Juana Gómez I Javiera Hiault-Echeverría

David Scognamiglio I Maite Zubizarreta I Matthew Neary

Josefina Valenzuela I Lucas Estévez I Soledad Salamé 

Alejandro Quiroga I Hugo Rivera-Scott I Pilar Elgueta 

Javiera Gómez I Javier Mansilla I Valentina Osnovikoff 

Nicolás Astorga I Pablo Bronstein | María Gabler | 

Rocío Guerrero | Claudia Müller | Matías Santa María

Paola Santander | Amelia Vicuña.




